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摘要(译)

本发明提供一种制造液晶显示装置的方法，该方法在进行用于形成水平
取向膜的光取向处理时，几乎不会引起相互相邻的曝光区域重叠的接合
部分的显示不均匀。本发明的液晶显示装置的制造方法包括通过对照射
施加到一对基板的至少一个基板上的光取向膜材料进行光取向处理来形
成水平取向膜的步骤。偏振光，其中光取向处理是通过暴露于一个基板
表面的多个区域来进行的;待曝光的多个区域中的两个相邻区域包括重叠
部分;在两个相邻区域之一中朝向两个相邻区域中的另一个逐渐降低偏振
光到重叠部分的照射量;两个相邻区域的重叠部分的宽度为20mm或更
宽。
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